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6d Verfahren zum Beschriften und Dekorieren der Oberfliiche von Metallen und Glisern.

@ Metall-und Glasoberflichen werden durch ein sequen-
zielles Druck/Mikrostrahl-Verfahren mit einer dauer-
haften Beschriftung oder Dekoration versehen.

Zu diesem Zweck wird mittels einer Druckform die
gewiinschte Schrift oder Dekoration mit einem mikro-
strahlresistenten Material auf der Oberfliche abgedeckt
und die verbleibenden blanken Oberflichenpartien einer
Mikrostrahlbehandlung unterworfen. Durch Entfernen
des mikrostrahlresistenten Materials erscheint die Schrift
oder Dekoration als hochglanzpolierte Oberflichenpartie.
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PATENTANSPRUCHE

1. Verfahren zum Beschriften und Dekorieren der Ober-
fliche von Metallerrund Glésern, dadurch gekennzeichnet,
dass die zu beschriftende oder dekorierende Oberfliche mit
einem mikrostrahlresistenten Material abgedeckt wird, die
nicht abgedeckte Oberfldche anschliessend einer Mikro-
strahlbehandlung unterworfen wird und danach das mikro-
strahlresistente Material entfernt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Auftragen des mikrostrahlresistenten Materials auf
die Oberfliche mittels einer entsprechenden Druckform er-
folgt, beispielsweise mit einer Schablone im Siebdruckver-
fahren.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mikrostrahlresistente Material ein che-
misch hirtender Lack, beispielsweise ein Einbrennlack ist.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das mikrostrahlresistente Material mit
einem Losungsmittel entfernt wird.

5. Anwendung des Verfahrens nach einem der Anspriiche
1 bis 4 zum Beschriften und/oder Dekorieren von Uhren-
und Bijouterieartikeln.

Der Gegenstand der Erfindung bezieht sich auf ein Ver-
fahren zum Beschriften und Dekorieren der Oberfliche von
Metallen und Glisern und dessen Anwendung zum Beschrif-
ten und/oder Dekorieren von Uhren- und Bijouterieartikeln.

Es ist bekannt Beschriftungen auf Metalloberfléichen,
beispielsweise Uhrenschalen, mittels Laserstrahlen aufzu-
bringen. Dieses bekannte Verfahren benotigt teuere Vor-
richtungen und ist auch im Betrieb aufwendig.

Ein anderes bekanntes Verfahren zum Beschriften und
Dekorieren von Metalloberfldchen besteht darin den ge-
wiinschten Schriftzug oder das Dekor mit einem geeigneten
Material auf die Metall- oder Glasoberfliche aufzubringen,
beispielsweise mittel§ Siebdruck- oder Decalque-Technik
und die blanke Oberfliche chemisch zu 4tzen. Nach Entfer-
nung des Abdeckmaterials bildet die blank gebliebene Ober-
fliche im Kontrast zur gefitzten, matten Oberfliche den ge-
wiinschten Schriftzug. Auch dieses bekannte Verfahren be-
notigt teuere, stets zu ersetzende chemische Bider und fithrt
auch bei sachgemdsser Ausfithrung zu einer hohen Aus-
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schussquote. Zudem ist der Umgang mit den Atzfliissigkei-
ten nicht ungefihrlich.

Ausgehend von dem Stand der Technik liegt der Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde ein einfaches, sicheres und ko-
stengiinstiges Verfahren zur Beschriftung und Dekorierung
von Metall- und Glasoberfldchen zu schaffen, welches auf ei-
ner rein physikalischen Oberflichenstrukturverinderung des
zu beschriftenden Gutes ruht.

Das erfindungsgemisse Verfahren ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zu beschriftende oder dekorierende Ober-
fldche mit einem mikrostrahlresistenten Material abgedeckt
wird, die nicht abgedeckte Oberfliche anschliessend einer
Mikrostrahlbehandlung unterworfen wird und danach das
mikrostrahlresistente Material entfernt wird.

Das mikrostrahlresistente Material ist vorzugsweise ein
chemisch hértender Lack, beispielsweise ein Einbrennlack,
der mittels einer entsprechenden Druckform auf die zu be-
schriftende Oberfliche aufgebracht werden kann, beispiels-
weise mittels einer Schablone im Siebdruckverfahren oder
mittels einer Druckform im Decalque-Verfahren.

Die Mikrostrahlbehandlung besteht in einer auf die Resi-
stenz des Abdeckmaterials zeitlich und intensititsmissig ab-
gestimmte Bestrahlung der Metalloberfliche mit einem ex-
trem feinkornigen Strahlgut, beispielsweise Glaskiigelchen.
Dabei werden die blanken Stellen der bestrahlten Oberfliche
in ihrer Struktur derart veriindert, dass sie ein mattes Ausse-
hen erhalten.

Nach erfolgter Oberflichenstrukturverinderung muss
nur noch das Abdeckmaterial entfernt werden, beispielswei-
se mit einem Losungsmittel, um die darunterliegende, unver-
dnderte Metall- oder Glasoberfldche freizugeben, welche je
nach verwendeter Druckform einem Schriftzug oder einem
Dekor entspricht.

Das erfindungsgemdsse Verfahren findet vorzugsweise in
der Uhren- und Schmuck-Industrie Anwendung, wo das
dauerhafte und abriebbestindige Anbringen von extrem
kleinen Schriftziigen oder Dekors, beispielsweise Markenzei-
chen, Seriennummern, Herstellerhinweise oder K odierungen
von grosster Bedeutung ist.

Die wesentlichen Vorteile des erfindungsgemissen Ver-
fahrens sind darin zu erblicken, dass keine zusétzlichen, defi-
nitiv auf der Oberfliche verbleibenden Schichten notwendig
sind und dass praktisch kein Material von der Oberfléiche

.abgetragen wird, was besonders fiir Edelmetalle von Bedeu-

tung ist.
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